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3.2 Ekonomické podminky vzdélavani

Udaje k vybranym ukazateltim z této oblasti poskytlo pouze 84 kol (76,4 % ze 110), nejvice
cirkevnich — 100 %, vefejnych 78,4 %, nejmén& soukromych — 63,0 %. Vysledky

podrobnéjsiho rozboru uvadime v nasledujici tabulce.

Tematicka zprava
Vyssi odborné skoly ve skolnim roce 2010/2011

Tabulka 4 Hodnoceni ekonomickych podminek pdle idaji poskytnutych Skolami

Odpovéd Celkem - 84 | Veiejné - 58 | Soukromé - 17 | Cirkevni - 9

Celkové vydaje skoly za rok 2010 (v K&) | 1371 778 8101 151 095 085 | 148 785387 | 71 898 338
2 toho ze statniho rozpottu 1116584024| 979292916| 83179608 | 54 111 500

§.v % 81,4 85,1 55,9 75,3
Prameér celkovych vydaji na skolu 16 330 700 19 846 466 8 752 081 7988 704
}gﬁn‘bjshnav Jyelf;‘:e};"z sctgﬁij)nvtic(g i;;:;}l‘) 109 901 125 556 59922 86 520
}gﬁa;g‘hni Jyelfélc‘g;oz S;‘;gfl?ltzge viech 89 456 106 816 33 500 65 116

3.3 Vysledky vzdélavani

CSI zjistovala v této oblasti Gispésnost studentli v absolutoriu ve $kolnim roce 2009/2010
a jejich uplatnéni po ukonceni studia. Vyhodnoceni uspéSnosti se tykalo vSech studentii
zapsanych k absolutoriu ve vSech skolach a ve vSech formach vzdélavani. Informace o dalSim
uplatnéni absolventli vychézeji pouze z udaji skol, které tuto oblast sleduji a pozadovana data
poskytly.

Uspésnost viech studentll zapsanych ve viech $kolach k absolutoriu byla relativné vysoké
a dosdhla témér 95 %. Naopak nejvice neuspéSnych studentti bylo v cirkevnich Skolach —
7,4 %, ve vetfejnych to bylo 5,8 %, nejméné pak v soukromych — 5,1 %.

Dalsi uplatnéni absolventt sledovalo 50,0 % ze 110 skol. Z udajt, které uvedly, vyplyva, Ze
25,3 % dale studuje na vysokych skolach, 71,1 % nastoupilo do zaméstnani a na ufadech
prace bylo evidovano 3,6 %. Ve vefejnych Skolach sledovalo tuto oblast 55,4 % Skol a ve
stejnych parametrech dal§iho uplatnéni to bylo 24,5 %, 71,8 % a 3,7 %. V soukromych
Skolach sledovalo uplatnéni pouze 33,3 % Skol, parametry 31,5%, 64,6 % a 3,9 %.
V cirkevnich $kolach se o dal§i uplatnéni absolventli zajimalo 55,6 % VOS, parametry
24,8 %, 73,5 % a 1,7 %.

Vsechny tidaje o dalsim uplatnéni absolventit VOS, které se zucastnily Setfeni CSI, jsou
souhrnné zpracovany v piiloze.

3.4 Spatiovana rizika v ramci dalSiho rozvoje Skoly

Z celkového poctu 110 kol odpovédélo 99, znich jedna Skola uvedla, Ze v rdmci svého
dalsiho rozvoje nespattuje zadna rizika.

Jednoznacné nejcastéji byla uvadéna rizika spojend s nepiiznivym demografickym vyvojem
(41,4 %), v konkurenci vysokych Skol se stejnym vzdélavacim programem zakoncenym
titulem Bc., a v konkurenci vysokoskolského vzdélavani vibec (40,4 %). Vysoké skoly
nabizeji $irsi a atraktivnéj$i moznosti vzdélavani zakonc¢eného vysokoskolskym titulem, ktery
VOS.

Reditelé nékterych kol (17,2 %) zaznamenavaji mensi zdjem uchaze¢t o vy$si odborné
vzdélani a domnivaji se, Ze souvisi s dfive uvedenymi riziky.

37. PV MSMT ze dne 20. zari 2011 vzala predlozenou zpravu na védomi
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